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MODELO DE RESUMO

Instruções para elaboração do resumo:

Título: Times New Roman, 14, negrito, centralizado.

Autores, instituição: Times New Roman, 12, centralizado (colocar a instituição em itálico como o modelo abaixo). O nome do autor que apresentará o trabalho deverá estar sublinhado.

Resumo: Times New Roman, 12, espaçamento simples.

Referências Bibliográficas: conforme o modelo abaixo. (Times New Roman 10)
Modelo de Resumo:

 (DELETAR A PARTE DE CIMA)
Deposição e caracterização de filmes finos e multicamadas a base de TiO2, W3O2, Er2 O3, Au
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Dielétricos são materiais cuja propriedade elétrica fundamental é de se polarizarem sob ação de um campo elétrico externo, sendo que essa polarização é, em geral um efeito coletivo produzido por dipolos com tempos de relaxação que podem perdurar desde nanosegundos até anos, dependendo do tipo de dipolo envolvido e da temperatura do material. Neste trabalho serão estudados os diversos tipos de cargas como (a) os elétrons localizados nos orbitais internos mais próximo do núcleo, (b) os elétrons livres ou elétrons da banda de condução e (c) os elétrons quase-livres, localizados nos orbitais eletrônicos mais externos. Serão também estudados diferentes tipos de associações que contribuem com as propriedades elétricas do material como (a) pares de íons terminais de cargas opostas formando dipolos moleculares, (b) quadrupolos que correspondem a associações antiparalelas, que sofrem alterações configuracionais quando submetidos a um campo uniforme[1]. Para esse estudo foram fabricados filmes finos e multicamadas preparados via sol-gel e depositados por dip coating.

Foram feitos dois tipos de multicamadas. A primeira foi preparada pela intercalação de óxido de titânio e óxi-hidróxi de tungstênio, a segunda pela intercalação de óxido de titânio e nanopartículas de ouro estabilizadas em ácido clorídrico. Os filmes foram caracterizados por: DRX (difração de raio X), EPR (Espectroscopia por Ressonância Paramagnética), absorção óptica, termoluminiscência, além de medidas de capacitância em função da freqüência, a fim de se obter o valor da constante dielétrica dos materiais envolvidos. Pode-se dizer, através das análises, que os filmes se comportam como filmes ferroelétricos, que têm sido aplicados como memórias de computadores e armazenamento de energia em aparelhos eletrônicos, além de servirem como guias de ondas de raio X, devido a sua grande diferença de densidade eletrônica e dimensões nanométricas (~ 25nm).
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